
その先を見据えるノリタケの技術

－　太陽電池製造関連技術　－
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近年、太陽電池は、エネルギー・環境問題を背景として世界的な需要の高まりを見せています。

当社は陶磁器製造で培った様々な技術を発展させてセラミック関連原材料、加工工具、製造設備などの分野で事業を展開していますが、

現在、これらの既存技術を、シリコンを主な材料とする結晶系太陽電池セル製造分野へ応用した製品開発を行っています。 

At Noritake Co., Limited, we have nurtured our century-long tradition of manufacturing high quality tableware into new ceramic business 
opportunities such as raw materials for ceramic manufacturing, grinding materials and tools as well ceramic manufacturing equipments. 
We are also working ahead to address energy and environmental issues by developing materials and technologies for power generation devices 
such as solar cells. 
In recent years, we have launched several new products related to the manufacturing of single crystal and poly-crystalline silicon solar cells. 
Silicon fusion furnaces, ingot cutting tools, electrode pastes as well as baking furnaces are some of the specific products we have been supplying 
for the manufacture of silicon power generation systems. 
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特 長  Features

高品質、省エネルギーな環境にやさしい装置をご提供致します。
We offer eco-friendly equipment combined high quality and energy saving.

世界初のカーボン部材を使用しない多結晶シリコン溶融炉
The World's First Carbonless Polycrystalline Si Fusion Furnace
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炉内容積

設備電力

発熱体

炉内温度

雰囲気

温度分布

処理物

処理量

竪型カーボンレス炉

1240×1240×1090H

225kＶＡ

レアメタル

Max.1600℃

Ar（真空置換）

1450℃の保持温度でR10℃

多結晶シリコン

□840×245H(mm) 400ｋｇ

Vertical carbonless furnace  

Rare metal

Ar (Vacuum substitution) 

R10℃ with holding temperature at 1450℃

Polycrystalline silicon

  

カーボンレス化を実現
  Realization of Carbonless

・高純度ヒーター及び高純度断熱材の採用により

 カーボンレス化を実現　
  High-purity heater and high-purity insulation can make 
  carbonless possible.

・カーボンレス化による構造部材からの

  カーボン混入ゼロを達成
  Carbonless structural member can completely block carbon interfusion.

省エネルギーへの対応
（ランニングコストの低減）  
  Energy Saving
 （Reduction of Running Cost）

・高性能断熱材の採用による消費電力低減（放散熱量の低減）
  High quality insulation can make reduction of electric consumption power possible. 
  (Reduction of heat loss)

・構造部材のカーボンレス化により消耗部品の高寿命化を実現
  Carbonless structural member can make long-life of consumable parts possible. 

サイクルタイムの改善 
  Improvement in Cycle Time

・高速降温への対応が可能（強制冷却装置）  
  Rapid falling temperature (Forced-cooling system)

ヒーター　Heater

強制冷却　Forced-cooling system

Carbonless Polycrystalline Si Fusion Furnace
カーボンレス多結晶シリコン溶融炉カーボンレス多結晶シリコン溶融炉



太陽電池の原材料であるシリコンインゴットを切断（クロッピング、ブロックサイジング、
スクエアリング等）によって直方体に加工するときに使用される工具です。
多結晶シリコン用のメタルボンドタイプと、単結晶シリコン用の電着タイプの2種類を
ご用意しております。 

Diamond band blade is used for cutting process such as cropping, blocking and squaring. 
Two types of product, metal bonded type for polycrystalline silicon and electroplated type for 
monocrystalline silicon are available.

・ 独自の砥粒分散技術による安定した切断能力
・  High-level stable cutting ability by Noritake diamond grain
    distribution technology.

・ チップの角だれが少ないため、斜断の発生を防ぎ長寿命を達成
・   Straightness keeping and long life are achieved.

電着タイプ
Electroplated type

メタルボンドタイプ
Metal bonded type

粒度
Designation of grit size

砥材層厚
Diamond layer thickness

基板厚
Core thickness

基板幅
Core width

周長
Length

#40～200
(D427～76) 4,100～9,800mm

0.5～2.0mm

0.9～2.5mm

0.3～1.0mm

0.5～2.0mm

10～60mm

50～160mm

1,500～9,000mm

・ 高強度基板を採用した薄刃化により、切断ロスが削減 
・ Thin core can be attained by raising the intensity of a substrate, and kerfs loss can be reduced.

・ 基板の特殊テンション加工により、直進性が安定 
・ The straightness stabilized of cut by giving special tension processing to substrate is obtained.

・ 切断条件に応じたパターン電着の採用により、高能率、高精度切断が可能
・  Various E.P. pattern is available for high efficiency and high accuracy cut.

電着タイプ　Electroplated type

Diamond Band Blade  - Cropping / Blocking / Squaring -

メタルボンドタイプ  Metal bonded type

ダイヤモンドバンドソーダイヤモンドバンドソー

#40～200
(D427～76)

特 長  Features

仕 様  Specifications

Diamond Tools for Crystalline Silicon Manufacturing
結晶系シリコン加工用ダイヤモンド工具結晶系シリコン加工用ダイヤモンド工具



Blender Lineup for Solar Cell Component

< 太陽電池部材 >
Solar cell component

成膜特性が向上します
Improvement of film formation quality

連続混合・反応で、生産性・品質が向上します
Productivity and quality improve by continuation mixture / reaction.

サーモミキサー/押出成形機からの溶融ポリマーの均質化
Thermo Mixer / <Polymer homogenization> Sealant material homogenization

ノリタケＲＡＣシステム/＜ウェットコーティング工程＞フィルム原料・塗工液の製造・供給
Noritake RAC System / <Wet coating process> Manufacture / supply of film materials and coating liquid

● 均質化　・スジ、膜厚のムラなし ・透明度の向上
      Homogenization : No wrinkles/Uniform film thickness/Improvement in transparency

● シンプル　・滞流部なし
      Simple installation : No wearing parts

● 連続化　・生産の高速化 ・作業環境の改善
       Continuation-izing : High-speed production / Work environment improvement

● 連続反応　・製品バラつきなし ・気泡の混入なし
       Improved quality : Homogeneous product  / With no cellular mixing 

成膜特性が向上します
Improvement of film formation quality

● 均質化　ガス濃度が均質のため、膜厚が均一
      Homogenization : Film thickness is uniform by homogeneous gas concentration

● コンパクト　短い配管長で、ガスを均一化
      Miniaturization : Gas is equalized due to short piping length.

スタティックミキサー/＜ドライコーティング工程＞ＣＶＤ雰囲気ガスの調合
Static Mixer / <Dry coating process> Preparation of CVC atmosphere gas

封止材
Sealant

バックシート
Back seat

ｱﾓﾙﾌｧｽｼﾘｺﾝ膜
Amorphous silicon film

電 極
Electrode

反射防止膜
Antireflection coating

＜用途＞ 封止材（EVA, PVB等）用フィルムの製造 ・バックシート（PET等）用フィルムの製造 
<Application> Sealant film production (EVA, PVB, etc.), Back seat film production (PET, etc.)

＜用途＞バックシート用フィルムの製造
<Application> Back seat film manufacturing

＜用途＞ アモルファスシリコン膜、反射防止膜、電極の形成・クリーニングガスの混合
<Application> Formation of amorphous silicon film, antireflection coating and electrode/Mixture of cleaning gas

シリコンウエハのマルチワイヤーソー加工液の再利用に最適です
The best for reuse of Multi wire saw grinding fluid of silicon wafer

● 高効率分離濾過　強力な遠心力による高効率な分離濾過
      High efficiency separation/filtration : Efficient separation/filtration by powerful centrifugal force

● 強力なスラッジ脱水性能　スラッジを低含水率で回収可能
      Powerful sludge drying performance : Sludge recovery is possible at low moisture content.

遠心分離機/ 太陽電池・半導体材料等のシリコンウェハ切断加工液の濾過
Centrifuge / Filtration of silicon wafer grinding fluid for solar cell and semiconductor material, etc.

＜用途＞ 研削液濾過
<Application> Filtration of grinding fluid

  

ポリマーの均質化
Polymer homogenization
ポリマーの均質化

Polymer homogenization
ウェットコーティング工程

Wet coating process 
ウェットコーティング工程

Wet coating process 
ドライコーティング工程
Dry coating process 
ドライコーティング工程
Dry coating process 

太陽電池材料用　混合装置太陽電池材料用　混合装置




